
＊ 材料
パッチワーク用布…スクラップ布を使用、裏
布・キルト綿…50×50㎝、セルティック模様
用バイアステープ…１段目2.4×250㎝、２段目
2.4×175cm、バインディング（バイアス）…
3.2×185㎝
＊作り方　　
①土台布を好みにパッチワークする。
②土台布にセルティック模様を写し、バイア
ステープを配置する。とがった角のところ
は、頂点でタックをとる。しつけ糸で仮止め
し、アップリケをする。
③キルト綿、裏布を重ね３層にしてからキル
ティングをする。模様の際に落としキルトを
する。
④縁にバインディングをする。
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セルティック模様
1/2縮小型紙(200%に拡大)

ミニタペストリー配置図
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